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EQUIPAMENTO PLASMA FRIO GERMINAÇÃO DE SEMENTES  
 
 

 

 

 
 Equipamento de Plasma Frio DBD para Descontaminação de 

Sementes de Plantio 
 
 

 Objetivo do Sistema 

SISTEMA INDUSTRIAL DE PLASMA FRIO TIPO DBD (DESCARGA POR BARREIRA DIELÉTRICA) PARA 
DESCONTAMINAÇÃO SUPERFICIAL DE SEMENTES DE PLANTIO EM FLUXO CONTÍNUO, VISANDO REDUÇÃO 
DE: 

→ FUNGOS 
→ ESPOROS 
→ BACTÉRIAS 
→ MICOTOXINAS SUPERFICIAIS 
→ PRAGAS MICROSCÓPICAS 

CAPACIDADE NOMINAL: 

→ 500 KG/H 
→ SACOS DE ALIMENTAÇÃO DE 50 KG 
→ OPERAÇÃO CONTÍNUA EM ESTEIRA VIBRATÓRIA 
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Parâmetros Elétricos do Plasma 
 
Parâmetro Valor 
Tensão de saída 12 kV 
Frequência 10,4 kHz 
Potência 300 W 
Tipo de plasma Plasma Frio Atmosférico DBD 
Gás de operação Ar atmosférico filtrado 
Modo de descarga Pulsado AC alta frequência 
Temperatura do produto < 45 °C 
 
VISTAS COMPLEMENTARES 

 
 
Configuração Geral do Equipamento 

DIMENSÕES ESTIMADAS: 

Item Valor 
Comprimento total 3.500 mm 
Largura 1.200 mm 
Altura 2.000 mm 

 

1. Alimentação 

2. Distribuição na Esteira 

A CAMADA DE SEMENTES É DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE SOBRE: 

→ ESTEIRA VIBRATÓRIA DIELÉTRICA 
→ ESPESSURA DE CAMADA: 10–25 MM 

A VIBRAÇÃO PROMOVE: 

→ REVOLVIMENTO DAS SEMENTES 
→ EXPOSIÇÃO HOMOGÊNEA AO PLASMA 
→ EVITA SOMBREAMENTO ENTRE GRÃOS 

TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO: 

→ 2 A 5 MINUTOS 
→ AJUSTÁVEL CONFORME TIPO DE SEMENTE 
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3. Descarga 

AS SEMENTES TRATADAS SÃO DESCARREGADAS: 

→ EM BIG BAGS 
→ SACOS DE 50 KG 
→ ROSCA TRANSPORTADORA OPCIONAL 

 
 
Sistema de Vibração 

Características 
Item Valor 
Tipo Motovibrador industrial 
Frequência mecânica 20–60 Hz 
Controle Inversor de frequência 
Amplitude Ajustável 

FUNÇÕES: 

→ UNIFORMIZAÇÃO DO LEITO 
→ EXPOSIÇÃO TOTAL AO PLASMA 
→ FLUXO CONTÍNUO CONTROLADO 

 
Sistema Elétrico de Alta Tensão 

Fonte Plasma 
Item Valor 
Entrada 220/380 V trifásico 
Saída 12 kV AC 
Frequência 10,4 kHz 
Potência 300 W 
Controle PWM eletrônico 
Proteção Sobrecorrente e arco 
 
 

 Faixa Recomendada de Processo 
Tipo de Semente Tempo Plasma 

Milho 2–3 min 

Soja 3–4 min 

Trigo 2–4 min 

Arroz 2–5 min 

Hortaliças 1–2 min 
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 Benefícios Efetivos 

 
→ ACELERA A GERMINAÇÃO 
→ O TRATAMENTO COM PLASMA ATUA EM TRÊS FRENTES PRINCIPAIS: 

 
1.  ESCARIFICAÇÃO DA CASCA (MODIFICAÇÃO FÍSICA):** 

→     O BOMBARDEIO DE PARTÍCULAS DO PLASMA CRIA MICRO-FISSURAS NA SUPERFÍCIE DA SEMENTE   (O 
TEGUMENTO). ISSO AUMENTA A **HIDROFOBICIDADE**, FACILITANDO A ENTRADA DE ÁGUA E 
OXIGÊNIO, ESSENCIAIS PARA O INÍCIO DO METABOLISMO. 

 
2. BIOESTIMULAÇÃO (MODIFICAÇÃO QUÍMICA): 

→     AS ESPÉCIES REATIVAS (COMO $NO_3^-$ E $H_2O_2$) PENETRAM NA SEMENTE E ATUAM 
COMO MOLÉCULAS SINALIZADORAS. ELAS PODEM: 

→     * QUEBRA A DORMÊNCIA FISIOLÓGICA. 
→     * AUMENTAR A ATIVIDADE DE ENZIMAS COMO A ALPHA-AMILASE, QUE CONVERTE AMIDO EM 

AÇÚCAR PARA ALIMENTAR O EMBRIÃO. 
 

→ 3.  DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO): 
→     O PLASMA DESTRÓI FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS QUE VIVEM NA SUPERFÍCIE DA SEMENTE SEM 

DANIFICAR O EMBRIÃO. ISSO GARANTE QUE A PLÂNTULA CRESÇA MAIS SAUDÁVEL DESDE O PRIMEIRO 
DIA. 
 

→ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS OBSERVADOS 
 

→ | BENEFÍCIO | DESCRIÇÃO | 
→ | **VELOCIDADE** | REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO TEMPO DE EMERGÊNCIA DAS PLÂNTULAS. | 
→ | **VIGOR** | RAÍZES MAIS LONGAS E MAIOR BIOMASSA INICIAL. | 
→ | **SUSTENTABILIDADE** | SUBSTITUI FUNGICIDAS QUÍMICOS E REDUZ O DESPERDÍCIO DE ÁGUA. | 
→ | **RESISTÊNCIA** | PLANTAS TRATADAS COSTUMAM TOLERAR MELHOR ESTRESSES COMO SECA OU 

SALINIDADE. | 
→ PROCESSO CONTINUO INDUSTRIAL 

 
Consumo Estimado 
 
Item Consumo 
Plasma 300 W 
Esteira e vibração 0,5–1,5 kW 
Exaustão 0,5 kW 
Total aproximado 1,5–2,5 kW 
 
 
APLICAÇÕES 

→ SEMENTES DE MILHO 
→ SOJA 
→ TRIGO 
→ ARROZ 
→ FEIJÃO 
→ HORTALIÇAS 
→ SEMENTES PARA REFLORESTAMENTO 
→ TRATAMENTO PRÉ-ARMAZENAMENTO 
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